
반도체용 가스시장 1 0 0억 돌파
국산화 고작 15% 불과 … 채산성 이유로 국내생산 기피

국내 반도체 제조용 가스의 수요가 1 0 0억원에 이른 것으로 나타났다.

반도체 제조용 가스 중 고순도 범용가스(산소, 질소, 알곤)는 전체의 9 0 %를 차지해 9 0억원을 기록하

고 있고 나머지 1 0 %는 특수가스가 차지하고 있다.

반도체 제조용 가스의 국내시장을 보면 국산화율이 약 1 5 %밖에 안되는 것으로 나타났는데 나머지

는 M a t h e s o n이 국내시장의 3 8 %를 점유하고 있으며, Show Denco는 15%, Air Co.와 Air Product가

각각 10%, 일본산소 8%, 기타 4% 등을 기록하고 있다.

국내 기업별 점유율을 보면 벌크공급의 경우 대성산소가 3 8 %를 점유하고 있으며 유니온가스는

29%, 한국가스 24%, 기타 9% 등을 기록하고 있다.

파이프라인 공급은 한국가스가

9 8 %를 차지하고 있으며 유니온가

스는 2 %를 점유한 것으로 나타났

다.

반도체용 범용가스는 대부분 질소

가 사용되는데 전체 질소시장의

2 0 ~ 2 5 %를 차지하고 있으며 알곤

은 전체 알곤시장의 1 0 %미만을 차

지하고 있다.

한편 세계의 반도체 제조용 가스 시장은 7억달러인 것으로 알려졌는데 7 0 ~ 8 4년사이에는 실리콘 사

이클과 보조를 같이해 연평균 30% 이상 성장을 하였으나 8 5년의 반도체불황을 계기로 상황이 돌변,

성장속도가 둔화되고 있다.

이는 다른 반도체 재료와 같이 Device Maker로부터 가격인하 요구에 인한 것이지만 가스재료는 타

재료에 비해 특히 인하폭이 큰 것으로 알려져 있다.

국내에서 생산되는 반도체 제조용 가스의 경우 순도 및 청정도에 있어서는 상당한 수준에 올라와

있지만 향후 D R A M의 집적도가 올라갈수록 문제가 되는것은 파티클관리이므로 중요한 것은 V a l v e

와 용기인 것으로 지적되고 있다.

특히, 용기는 현재의 Mn Steel에서 표면조도가 1㎛정도인 S u s쪽으로 채용될 추세다.

그러나 반도체 제조용 특수가스는 다른 반도체재료에 비해 상대적으로 가격이 낮고 소량다품종이며

경제성 단위에 미치지 못하는 품목이 많다는 단점 때문에 활발한 국산화는 어려울 것으로 보고있다.

또한 B u l k가스와 달리 전량 개별 검사가 필요하다는 단점도 가지고 있다.

<화학저널 1 9 9 3 / 1 2 / 6 >

반도체제조용 가스의 수급현황 및 전망 (단위 : 1000달러, %)

구 분 1991 1992 1993 1994 1995 1 9 9 6

수 요

국내생산

수 입

자 급 도

1 2 , 2 7 3

2 , 2 0 1

1 0 , 0 7 2

1 7 . 9

1 1 , 0 6 0

1 , 3 0 0

9 , 7 6 0

1 1 . 8

1 2 , 1 6 6

1 , 5 6 0

1 0 , 6 0 6

1 2 . 8

1 3 , 4 0 0

1 , 8 7 2

1 1 , 5 2 8

1 4

1 4 , 7 2 0

2 , 2 4 6

1 2 , 4 7 4

1 5 . 3

1 6 , 2 0 0

2 , 6 9 4

1 3 , 5 0 4

1 6 . 6


